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  用超声波低温化学镀法在纳米Si3N4粉末表面沉积了均匀的钴磷合金镀层,在平行对比实验的

基础上,提出了获得良好钴磷合金镀层的最佳镀液组成和操作条件,并对复合粉末进行了能谱成

分、XRD相、TEM形貌以及衍射分析. 
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